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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocné;jsi

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prace.

Obtiznost feseni predkladané prace hodnotim jako narocnéjsi. Pro Uspésnou realizaci prace musela studentka zvladnout
nejen teorii spojenou s pfenosem energie excitovanych stavd, ale i ¢asové rozlisenych luminiscencnich méreni. Navic si
musela osvojit i postupy pripravy ultratenkych vrstev a metody jejich charakterizace.

Spinéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pripadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Byly spInény vsechny vytycené cile predkladané prace. Drobné vytky viz odborna uroven prace.

Zvoleny postup feSeni spravny
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.
Pro plnéni navrzenych cild zvolila studentka vhodnou metodiku i ¢asovou souslednost jednotlivych tkon(.

Odborna uroven C - dobre

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Odborna uroven je bohuzel hlavnim nedostatkem predkladané prace. V teoretické ¢asti je vénovan zbytecné velky prostor
popisu relaxacnich a rekombinacénich procest, které nebyly v rdmci feseni prace pouZity. Naproti tomu duleZita reserse
aktudlniho stavu poznani spojeného s procesy prenosu energie excitovanych elektrond z aktivni vrstvy na kiemikovy substrat
je shrnuta vramci par odstavcl. Prvni ¢ast teorie navic obsahuje nemalé mnoZstvi odbornych nepfesnosti. Termin
absorbovand latka neoznacuje latku, ktera absorbuje excitacni zareni. Autorka také zaménuje vyznam excitacniho a
emisniho spektra, chybny je vztah 2.7. i vyznam parametrd u vztahu 2.20. Zbyla ¢ast reSerSe je jiz v poradku. Realizace
experimentl byla také vyhovujici. Ze zaméreni prace bych vsak ocekaval dlkladnéjsi interpretaci dat ziskanych casové
rozliSnou spektroskopii a jejich provazani se sou¢asnym stavem pozndni vtomto oboru. Tyto informace najdeme aZ na
poslednich dvou strandach prace.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace B - velmi dobie

Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zapis obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Prace ma velmi kvalitni Upravu. Text je ¢lenén prehledné a obsahuje jen malé mnoZstvi preklepl. Obrazky a vzorce jsou
vhodné umistény a citovany. Rad bych vyzdvihl autorské schématické obrazky Bc. Prazanové, které hezky prezentovaly
postupy pripravy vzork(. Jako neuplné bych vsak oznadil popisky nékterych obrazk(, které nepodavaly kompletni informaci
o prezentovanych datech. Ctenar, ktery by nebyl sezndmen z obsahem celé prace, by jen obtizné urcoval jejich vyznam
(pfedevsim data z ¢asové rozlisené spektroskopie). Jako vytku bych také uvedl pfili§ dlouhé véty, komplikovana spojeni a
Spatny slovosled v prvni Casti reSerse, které Cinily text obtizné Citelny. Ostatni Casti prace byly z formalniho hlediska
v poradku. Upozornil bych jen na to, Ze zkratka pro arbitrary unit ma tvar arb. unit. Au nebo a.u. se pouziva pro
astronomickou jednotku.
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Vybér zdrojh, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuZivani studijnich materidlG k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vsechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vsechny prevzaté prvky rfadné
odliseny od vlastnich vysledk( a tvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Vybér zdrojl odpovidal poZzadavkim prace. Prezentované informace byly citované pomoci vhodnych zdrojd a na spravnych
mistech.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napfr. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupim, experimentdini zru¢nosti apod.
Viz celkové hodnoceni.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Predkladand prace je zaméfena na depozici ultratenkych aktivnich vrstev na povrch monokrystalického kifemiku a
naslednou charakterizaci pfenosu energie excitovanych nosic¢d mezi aktivni vrstvou a substratem. Cilem tohoto
snazeni bylo zvysit funkénost daného substratu pro fotovoltaické aplikace. Prace obsahuje rozsadhlou resersi na
téma rekombinacnich a relaxacnich procesti v molekulach, typU latek pro sensitizaci zvoleného substratu a metod
jejich depozice. PfedevsSim prvni ¢ast reserSe vSak vykazuje nemalé mnoZstvi nedostatkd a chybi rozsahlejsi
sumarizace aktudlniho stavu poznani spojeného s transferem energie v ramci studovanych struktur. Experimetalni
Cast byla provedena a popsana velmi peclivé. Diskuze vysledkd spojenych s optimalizaci depozice aktivni vrstvy je
adekvatni. Jisté nedostatky spattuji jen v interpretaci ¢asové rozlisenych luminiscenénich méreni a diskuzi téchto
vysledkd. Pravé diskuzi spojenou s vysledky luminiscencnich dat bych vzhledem kzaméreni prace ocekaval
rozsahlejsi a vice provdzanou se sou¢asnym stavem poznani. Kvalita Upravy prace byla, aZ na jazykové nedostatky
v Uvodni ¢asti, na velmi vysoké Urovni.

Zavérem bych rad uvedl, Ze studentka splnila vSechny vytyéené cile a i pfes zminéné nedostatky je prace kvalitni a
obsahuje nemalé mnozstvi aplikacné zajimavych experimentalnich vystupl. S pfihlédnutim i k nesnadné dobé, ve
které byla prace realizovana, navrhuji praci k obhajobé a hodnotim ji klasifikacnim stupném B - velmi dobfre.

Datum: 1.6.2021 Podpis:
Otazky oponenta:

1) Neuvazovali jste 0 méreni doznivani fotoluminiscence v zavislosti na zméné intenzity excitacniho zareni?
Pouzita barviva mohla byt saturovana jiz pfi pouziti slabych pulzi o vykonu 0,7 mW. To by mohlo ovlivnit
pfenos naboje a odpovidalo by to vasim pozorovdnim, kdy pfenos energie byl realizovan pouze mezi vné;jsi
vrstvou aktivniho prostredi a substratem. Studium intenzitni zavislosti by mohlo pfinést dllezité informace
o pfenosovém mechanismu.

2) Mizete vysvétlit, pro¢ vSechny povrchy, které mély byt pokryty aktivnim prostfedim, byly upraveny tak, aby
vykazovaly hydrofobni chovani? Jak mira smacivosti povrch ovliviiuje vysledek depozice? Cerstvé leptané
kfemikové wafery, které maji vodikovou terminaci a vykazuji tedy hydrofilni chovani, bylo také mozno
funkcionalizovat, viz Obrazek 4.12.

3) Mohla byste popsat, ¢im prispiva Vase prace k rozsifeni znalosti ve studovaném oboru? Dle referenci byl jiz
vliv vétsiny pouzitych aktivnich vrstev na kfemikovy substrat nékde publikovan. Co je tedy na prezentované
praci nové?
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